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Area de Formacién Basica Com(n Obligatoria (BCO) 160 Créditos Prerrequisitos (clave del curso)

Horas por

Tipo de curso
semestre

Area de Formacién Basica Particular Obligatoria (BPO) 132 Créditos Clave del curso

Area de Formacién Especializante Obligatoria (EO) 34 Créditos

Nombre de la unidad de aprendizaje
Area de Formacion Especializante Selectiva (ES) 56 Créditos

Area de Formacién Optativa Abierta (OA) 24 Créditos Horas de teoria | | Horas de practica Créditos

Créditos requeridos para obtener el grado 406 Créditos




